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Fig. 1. Au-NSL 基板の AFM像。 

Fig. 2. Au-NSL 基板の吸収スペクトル。 



 

 

Fig. 3 4,4’-bipyridine (1 !M) 
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Fig. 3. 1 µM 4,4’-bipyridine の SERS スペクトル、励起光波長 785 nm、露光時
間 1 s、励起光強度 200 µW(灰色)、1220 µW(黒)、図中の矢印は励起光強度を
200 µWから 1220 µWへ変化させた時の強度変化を示す。 


